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PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESADO DE UNA CAPA 
FOTOPOLIMKKICA EXPUESTA A MODO DE IMAGEN.

' VICKERS LIMITED, entidad inglesa, residente en 
Vickéra House, Millbank Tower, Millbank, Londres, 
SV1, Inglaterra.

Esta invenci&n se relaciona 
con el procesado de capas fotopolimáricas, sen­
sibles a la luz, expuestas a modo de las imágenes

Dichas capas se utilizan ám- 
5 pliamente para formas imágenes sobre diversos
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sustratos y proporcionar asi distintos productos, tales como 
modelos mordentados, circuitos impresos y planchas de impre­
sión o masters. Una aplicación particularmente importante 
de la presente invención, reside en la producción de plancha)) 
de impresión litográfica, si bien se puede utilizar también 
en la producción de otros tipos de planchas de impresión, 
tal como una plancha de impresión tipográfica en donde la 
imagen se mordenta a un relieve y en la producción de Óircui- 
tos impresos, circuitos integrados y similares.

La impresión de dibujos, sujetos tipográ-- 
fíeos y pictoreos sobre diversos materiales, tales como pape L, 
cartón, plástico y metal, se efectúa frebuentemente por medí) 
de litografía. El mátodo litográfico de impresión utiliza 
una plancha especial de impresión que, cuando se humeeba con 
agua, acepta selectivamente tinta oleosa de uno o mas rodi­
llos cubiertos de tinta, transfiriéndola directa o indlrecta-L 
mente al papel u otro material a imprimir. Alternativamente, 
la plancha de impresión litográfica se'conoce como plancha 

planogréfica o plancha de superficie. La imagen de impresión 
sobre una plancha de impresión litográfica no se eleva nunca 
por encima y se desciende por debajo del nivel o plano de 
las areas de no imagen circundantes, de ahí el término pla- 
nográfico. Aquí, resulta raro el empleo de las planchas, 
formas y cilindros que se utilizan en los otros,dos métodos 
de impresión principales, en especial la impresión tipográ­
fica y el grabado. -La imagen de impresión de la plancha de 
impresión tipográfica se eleva sustañetalmente por encima de 
su material soporte de no imagen' y el de la plancha o cilin­
dro de grabado se desciende por debajo de su area circundan­
te de no imagen. En el método litográfico, es necesario que
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la plancha posea unas características superficiales adecuadas 
que permitan la-adherencia de la tinta a las areas de imager 
requeridas y.la no adherencia a las Areas de no imagen lim­

pias, siendo importante la elección correcta de loa materia­
les componentes usados para construir la plancha litográfica. 
Igualmente, es importante que la plancha y los materiales 
existentes sobre la misma, sean procesados correctamente ya 
que de otro modo no podrían obtenerse las propiedades oleo- 
filicas e hidrofílicas esenciales de las areas de imagen y 

10 de no imagen, respectivamente.
Durante los últimos años, han cambiado 

los métodos fotográficos usados para formar imágenes de im­
presión litográfica. A pesar de que ae Utilizaron normalmente 
coloides naturales sensibilizados con dicromato (por ejemplo 

13 albúmina), para producir lo que se conoce como imágenes su­
perficiales mediante exposición por detrás de un negativo 
fotográfico, se emplean ahora generalmente dos sistemas al­
ternativos para el así denominado proceso de trabajo en ne­
gativo. Uno de estos sistemas emplea una plancha sensible a

. i
20 la luz que comprende una resina diazo revestida para formar )

una capa muy delgada sobre la superficie de un soporte metálico 
que normalmente es de aluminio. En el otro sistema, se utiliza 
una plancha sensible a la luz que comprende un soporte reyes} 
tido con una copa mas gruesa de un polímero sensible a la 

25 luz (por ejemplo, una resina cinamoilada) para la misma fina}
lidad. Estos polímeros sensibles a la luz son de trabajo en 
negativo, es decir fotoendurecibles, y se pueden definir 
como polímeros que contienen una pluralidad de grupos de la 
estructura -CH=CH-C0—. T ales fotopolimeros se describen 

30 en las patentes británicas ñámelos 6^5.197! 794.572; 813.605
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8 3 8 . 5 4 7 : 8 4 6 . 9 0 8 ; 9 1 3 . 7 4 6 ; 9 2 1 . 5 3 0 ; 9 4 9 .9 1 9 ;  9 6 6 . 2 9 6 ; 9 6 6 .2 9 7 ;  
1 .1 1 2 .2 7 7 ;  1 .1 1 7 .1 9 7 ;  1 .3 H .6 9 2 ;  1 .3 1 3 .3 9 0 ;  1 .3 1 4 .6 8 9 ;  
1 . 3 1 7 . 8 1 8 ; 1 . 3 3 8 . 0 2 0 ; 1 .3 4 1 .0 0 4 ;  1 . 3 5 0 . 3 5 1 ; I . 3 5 3 . 5 0 1 ; 
1 .3 6 3 .2 1 4 ;  1 .3 7 7 * 7 4 0 ;  1 .3 7 7 .7 4 7 ;  1 .3 7 8 .5 3 5  y  en  o tr o s  muchos 
d o cu m en tos.

Dichos sistemas fotopoliméricos se procesn 
mediante un procedimiento que se dice es aubtractivo,relacio­
nándose la presente invenci&n con planchas sensibles a la luz 
que incorporan capas de tales fotopolimeiros de trabajo'en ne­
gativo.

Las planchas aensibles a la luz, á base 
de tales sistemas fotopolímeros, comprende un soporte que tie­
ne una superficie totalmente cubierta por una capa del polí­
mero sensible a la luz. El soporte es normalmente de metal, 
el cual puede ser granulado y adecuadamente anodizado para 
mejorar sus propiedades. La capa polim&rica se expone, a módo 
de imagen, a la luz actinica, utilizando un negativo adecuado. 
Aquellas partes del polímero que son alcanzadas por la luz, 
llegan a endurecerse. La plancha expuesta a modo de imagen se 
procesa separando selectivamente las areas no Alcanzadas por !
la luz e indeseables del polímero de la superficie soporte ¡¡
(es decir, la plancha se "revela") y haciendo que las areas j

. . tsubyacentes de la superficie soporte sean adecuadamente récec 
tivas del agua, cuyas areas son reveladas cuando se eliminan 
las areas no alcanzadas por la luz (es decir, la plancha se 
" engoma " o "desensebiliza").

El poli(cinamato de vinilo) es un ejemplo 
típico de sistema fotopollmero del tipo con el cual se rela­
ciona la presente invenci&n. Este y otros polímeros sensibles 
a la luz similares, que frecuentemente llevan incorporados
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sensibilizadores adecuados para realzar su respuesta a la 
luz y también colorantes, se revelan aplicando un revelador 
que comprende uno o más líquidos disolventes orgánicos ade­
cuados. los reveladores usados son tales que los mismos di­
suelven las nreas no alcanzadas por la luz del polímero pero 
no las araas alcanzadas por la luz del polímero. Ln desensi- 
biliznclón de las superficies soporte revelada tras el desa­
rrollo, se efectúa del modo tradicional utilizando materia­
les adecuados formad ores de película o capa que entren en 
contacto y posiblemente reaccionen con la superficie metálic:. 
Tales materiales son bien conocidos y pueden ser desensibili­
zadores coloidades, por ejemplo goma arábiga o carboximetil 
celolusa sódica o ácidos desensibilizántes tal como ácido 
fosfórico.

K1 procedimiento de fabricación de plan­
chas litográi'icaa descrito anteriormente, permite suministrar 
al usuario planchas presensibilizadas, revestidas en fábrica, 
y permite al usuario producir de un modo rápido y económico 
planchas de impresión. Tales planchas de impresión son capacha 
de rendir 30.000 o mas copias satisfactorias. Cuando se uti­
liza un soporte metálico adecuado, la edición obtenida, a 
partir de una sola plancha, puede ser tan grande como 
4 0 0 .0 0 0 .

La elección del disolvente orgánico 
para utilizarse en el revelador no es simple debido a las 
numerosas limitaciones existentes. Si un disolvente es dema­
siado potente, la imagen constituida por las areas alcanza­
das por la luz del polímero, se debilita. Si el disolvente 
no es demasiado poderoso, no se separan de forma suficiente 
las areas indeseadas del polímero no alcanzada por la luz.30



- 6 -

10

15

20

25

Además, si el disolvente se evapora excesivamente a temperatu­
ra ambiente, esto es desventajoso o quizás jcostosd de utiliza]] 
y, en el cu so  de que sea tóxico en cualquier grado, debe ser 
evitado. Finalmente, normalmente es necesario incluir un áci«- 
do desensibilizante en el revelador y de aquí que el disolven­
te usado no debe hidrolizarse fácilmente por el ácido.

Los disolventes orgánicos usados conven­
cionalmente para el desarrollo de fotopolimeroa, sufren todo^ 
ellos de una o mas de las desventajas antes citadas. Por 
ejemplo, la ciclohexanona es tóxica y huelé de un modo obje— 
cionable, particularmente a la temperatura elevada de alguna? 
salas de trabajo} el alcohol tetrahidrofurfurilico no es i 
tóxico pero no es lo suficientemente poderoso} la butirólac- 
tona no es tóxica pero se hidroliza fácilmente en presencia 
de ácido; el acetato de metoxibutllo es tóxico, posee un olof 
malo y se hidroliza en presencia de ácidos; el acetato de 
2—metoxietilo ea tóxico, posee un olor objecionable y se 
hidroliza fácilmente en presencia de ácidos; la dimetilforma- 
mida es extremadamente tóxica.

Seghn un aspecto de la presente inven­
ción, se proporciona un mátodo de procesado de un capa foto- 
polímera que ha sido expuesta al modo de uno imagen, cuyo 
método comprende separar selectivamente las arcas da la capa 
no alcanzadas por la luz mediante contacto de la capa con 
un revelador que comprende una lactama de fórmula general:

C=0

-30
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en la que n es 0 o ea un entero de 1 a 9, R es átomo de hidro­
geno o un radical alquilo,aliuenilo, aralquilo, arilo o acil" 
y cada radical R* y R", que pueden ser iguales o diferentes, 
representan un átomo de hidr&geno o un radical alquilo o 
arilo.

Segfui otro aspecto de la presente lnvenc:¡. 
se proporciona un revelador, btil en el procesado de una capa 
fotopolimera que ha sido expuesta al modo de una imagen, cuy) 
revelador comprende una lactama que tiene la f&rmula general

C
/[H"

R'^ C 
R"^

C-0

AR' R'l n
NR

ón,

en la que n, R, R̂  y R" se definen como anteriormente, incluí 
yendo además dicho revelador un ácido, un agente humectante, 
un diluyente inerte y/o un liquido orgánico adicional que es.

idisolvente selectivo para las areas no alcanzadas por la ¡ 
luz del fotopolimero expuesto a modo de imagen. i

Preferiblemente, n tiene un valor de 0 a 
3*Bjemplos de gamma-lactamaa son 2—pirrolidinona (punto de 
fusi&n 259C) y su hidrato (p.f. 33"C), l-metll-2-pirrolidi- 
nona, 3*-metil-2-pirrolidinona (p.f. 4isc), l-vinil-2-pirro- 
lidinona, l-etil-2-pirrolidinona, l-isopropil-2-pirrolidino- 
ns, l*-g-butil-2-pirrolidinona, l-fenil-2-pirrolidinona, 1- 
fenil-2-pirrolidinona (p.f. 60SC), l-(2-toilo) 2-pirrolidi- 
nona (p.f. 88,3*C) l-acetil-2-pirrolidinona, y 1,5-dimetil- 
2-pirrolidinona. Ejemplos de á*-lactanas son 2-piperidona 
(p.f. 39"C¡), l-metil-2-piperidona, 3-metil-2-piperidona (p.f,



53-C), 3—ctil—2-piperidona (p.f. 68^C), 3-n-propilo-2-piperi- 
dona (p.f. 59^C) y 6-n-propilo-2- piperidoAa (84^C)v Un ejem.̂  
pío de una ̂ -lactama es ó-hexano-loctama. Debe apreciarse 
que, en el caso que la lactama sea sólida a temperatura am­
biente, debe transformarse en un liquido antea de utilizarse, 
mediante calentamiento o mediante nlsolución.

La eternas particularmente preferidas son! 
l-rnetil-2-plrrolidinona, l-butil-2-pirrolidlnona, 1-ciclo- - 
bexil-2-pirrolidinona, 2-pirrolidlnona, 1-vinilo-pirrolidino- 
na y^-csprolactama. Matas lactamas han resultado tener una 
acción disolvente particularmente buena sobre las areas del 
fotopolímero no alcanzadas por la luz y, de este modo, se 
pueden utilizar en forma diluida sin causar el hinchamiento 
indebido del polímero endurecido por la luz. La l-metil-2-pÍ. 
rrolidinona es particularmente ventajosa ya que no ¿s tóxica, 
posee una baja presión de vapor y un olor negligible. Igual­
mente,, es estable en condiciones ácidos.

En el caso que el revelador contenga 
adiciónalmente un acido, este puede ser un ácido mineral, por 
ejemplo, acido fosfórico, ácido sulfúrico o ácido clorhídrie: 
o un ácido carboxilico orgánico, especialmente un ácido mono - 
carboxilico, tal como ácido acético, un ácido hidroxicarboxi- 
lico, tal como ácido láctico y ácido glicólico, o un ácido 
carboxilico insaturado, tal como 6cidoc4- pentenoico. La 
cantidad de ácido presente puede ser de 1—5 % en volumen, 

basado en el volumen de lactama empleada, y con preferencia 
es tal que el revelador tenga un pH de 2 a 6.

Hs preferible la presencia de uno o más 
agentes humectantes para impartir buenos baracteristieas de
esparcido al revelador y para ayudar a mantener en suspensió^



en el revelador, polímero y pigmento (en el caso en el cual 
la capa de fotopolimero incluya un pigmento) separados de las 
areaa no alcanzadas por la luz. Ejemplos de agentes humectan­
tes son Texofor FP 85 y 65 A9P (condensados de polloxietilenojeter 
obtenibles de Glovers Chemicals Litd)Perminal 8x (sal sádico Ide 
un Acido naftalenoaulfónico alquilado obtenible de ICI Ltd, 
Aerosol OT, y Tergitol MPX (un producto de condensación de 
monilfenol-oxido de etileno suministrado por Unión Carbide).

En aquellos casos en' donde el revelador
incluya un dlluyente inerte,este puede ser, por ejemplo, agua,
etanolamina, etilenglicol monoetileter (2-etoxietanol),
etilenglieol, dietilenglicol, dietilenglicol monoetileter
(es decir, 2-(2-etoxi etoxi)etanol), alcohol de diacetona,
Isopropanol u otro liquido que, cuando se utiliza solo, no 

 ̂ ' 
tenga ninguna acción disolvente apreciable sobre la capa
expuesta de la imagen.

En aquellos casos en donde el revelador 
incluye un liquido orgánico adicional, que es un disolvente j 
selectivo para las areas no alcanzadas por la luz, este puédej 
ser cualquier liquido disolvente orgánico compatible, utilizado 

normalmente para el desarrollo del fotopolimero. Ejemplos 
de tales líquidos disolventes orgánicos adicionales son 
acetato de 2-metoxietilo, y  -butlrolactona, alcohol "tetrahidr! 
furfürillco, alcohol n-propilico y acetato de metoxlbutllo.

i
El mátodo de la presente invenoión ha { 

resultado ser útil para el revelado de muchas capas fotopoli- 
mericaa expuesta al modo de Imagen y, en particular, para el 
revelado de capas de fotopolimerós que contienen una plura­
lidad de grupos de la estruotura -CH*CH-CO-, como se descri­
be en los documentos anteriormente mencionados. Ejemplos
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específicos de tales fotopolimeros sdn ásteres de resinas 
fotopolimerizables, tales como los deriVados de polímeros qu< 
tienen grupos hidroxi libres, por ejemplo alcohol polivlnico 
o una resina epoxl, y ácidos carboxilicos inaaturados, tal 
como ácido cinámico.

Kn lá práctica del método dé la presente 
invención, emt la producción de planchas; de impresión, una
plancha sensible a la luz, que comprende una capa de fotopoli-

' /
mero, revestida sobre la superficie de un soporte, se expone 

10 adecuadamente a la luz actinica, a modo de imagen. A continua­
ción, la capa expuesta a modo de imagen se revela aplicando 
el revelador durante un periodo jíie tiempo suficiente para se<- 
parar el polímero de las areas no alcanzadas por Id luz} 
una suave acción mecánica ayuda a la separación, be este niodp, 

13 . la aplicación con escobilla es un método altamente ótil para
aplicar el revelador a la plancha. El revelador tiene.suficien­
te actividad de modo que puede emplearse a temperatura ambien­
te. Sin embargo,, si se desea, puede emplearse a temperaturas 
elevadas da hasta 30BC. Después de una aplicación inicial de 
reveJador, puede hacerse una segunda aplicación seguido por 
una aplicación simple o doble de un material desensibilizant} 
para hacer hidrofilicas aquellas areas de la auperfi&le so­
porte reveladas cuando se retiran las areas no alcanzadas 
por la luz. la plancha se seca entonces y comprende úna ima­
gen impresa constituida por las areas alcanzadas por la luz 
y areaa no impresas constituidas por las areas rebeladas de 
la superficie soporte.

Los siguientes ejemplos no limitativos 
ilustran la invención. Todas las partes son en peso, a menos 

30 que se diga lo contrario.
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Una plancha de impresión, presensibiliza-^ 
da, Super Sensalith, de Hovson-Algraphy, y que comprende un 
soporte de aluminio anodinado que lleva una capa fotopolimert 
que comprende una resina et.oxi clnamoilada, se coloca en con* 
tacto con un negatiyo fotográfico en "linea" y se expone a 
la luz emitida desde una l&mpara de arco de carbón durante 
5 minutos, A continuación, sé procea^ manualmente frotando cc: 

l-metil-2-pirroiidinona durante 30 segundos. Entonces, se 
desensibiliza con una solución que contiene 46% en volumen 
de agua, 30% de volumen de goma arabiga (densidad especifica 
1,17), 0,9% en volumen de Terminal HX, 2% an volumen de 
dihidrogeno fosfato de amonio y 1,1% en volumen de ácido fos} 
fórico (densidad especifica, 1,75)*

Cuando la plancha de Impresión resultante 
se humedece en agua y se entinta con oleotinta, resulta vi­
sible una imagen de impresión, entintada, bien definida.

EJKMP10 1

n

EJEMPLO 2
Se repite el ejemplo 1 excepto que la 

plancha presensibllizado consiste en una que comprende un 
soporte de aluminio anodizodo revestido con una capa de 
foto-resistor Waycoat (Philllp A.Hunt Chemical Corporation) 
El foto-resistor Waycoat comprende un fotopoiimero qué. se., 
cree consiste en poli(cinamato de vinilo). Resulta visible 
una imagen de impresión, entintada, bien definida.
EJEMPLO i

i!

Se repite el ejemplo 1, con.resultados 
igualmente satisfactorios, utilizando como revelador, la..
siguiente solución reveladora! 

l-matil-2-pirrolldinona 5 partes
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4-hidroxí-4-metil-2-pentanona (diluyante) 4,6 partea
á c id o  f o s f ó r i c o  (d e n s id a d  e s p e c i f i c a  1 ,7 3 0 )  0 ,4  p a r te s
EJEMPLO 4

Una plancha Super Sensalith (Howson^. 
Algraphy) se procesa automáticamente en un procesador de 
planchas negativas Howson-Algraphy de 76 em de ancho, cuya 
carrera es de 91,3 ctn por minuto( despuás de lá exposición 
por debajo! de un negativo fotográfico estructurado por pun­
tos, a una fuente de luz Xenón. La sección desensibilizante 
del procesador se llena con una solución acuosa al 10% de 
poliacrilamida y la sección reveladora se llena con; 

1-metil—2-plrrolidinona 6 partes
alcohol tetra-hidrofurfuri lico 3 partes
Texofor 63A9P (Glovers Chemicals Ltd) 1 parte
ácido sulfórico ' 0,2 partea
Waxoline. hlue AS. (I.C.I. Ltd) 0,1 partes

Texofor 65A9P es un agente humectante 
y consiste en un condensado de polioxietileno-eter de fór­
mula R.0.(CgH^0)^ÍI en la que R es grupo graso dé cadena , lar­
ga. -

No se experimenta dificultad alguna en 
la obtención de impresiones negras, densas, a partir de la 
plancha planográfica de imagen azul, cuando se utiliza sobra 
una prensa de impresión litográfica. la temperatura de la 
solución de la sección reveladora es de 2490.
EJEMPLO 3

Se repite el ejemplo 4 con un óxito simi^ 
lar, si bien se emplea la solución reveladora a 409C. En el 
área de trabajo no se evidencia ningón olor objeccionable.
El revelado pudo efectuarse con una velocidad de carrera más



rápida.
EJEMPLO 6
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Se produce una plancha sensible a la luz
revistiendo una hoja de aluminio granulada y anodizada con
una resina epoxi cinamoilada sensible a la luz, en proporci&n 

'2.de 0,3 g por m . Una vez seca totalmente, la plancha se expone 
en contacto con un negativo en linea y media tinta durante 
un minuto y medio, a una lámpara de haluro de mercurio.

 ̂ La plancha se corta en cuatro secciones 
que se revelan como sigue! ' ^

A -¡revelado cOn l-butil-2-pirrolidinona a 229C 
B - revelado con l-ciclohexil-2-pirrolidinona a 509C 
C - revelado con 2-pirrolidinona a 509C 
O - revelado con l-vinilo-2-pirrolidinona a 229¿ '

Lea secciones se, desensibilizan con la 
soluciún desenaibilizante del ejemplo 1 y se entintan mien­
tras están húmedas con tinta oleosa negra. En cada caso se 
obtiene una imagen impresa bien definida.
EJEMPLO 7

Aquí se demuestra como puede diluirse 
considerablemente una lactama ddecuada para conseguir cier­
ta economía sin perturbar su utilidad.

Se repite el ejemplo 1 utilizando los 
siguientes reveladores. En cada caso, se obtienen planchas' 
de impresi&n satisfactorias.

A! y partea de l-metll-2-pirrolidinona y 1 parte de agua
B! d partea de l-metil-2-pirrolidinona y 2 partes de etano}l 

amina.
C! 6,5 partes de l-metil-2-pirrolidinona y 3,5 partes de 

etanolamina
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D: 10 partes de 1-metil-2-pirrolidinona y 9 partes de 2- 

etoxietanol
E: 6 partes de 1-metil-2-pirrolidinona y 4 partes 2-(2- 

etoxi etoxi)etanol <
E: 10 partes de l-metil-2-pirrolidinona y 9 partes de 4— 

hidroxi-4-metil-2-pentanona.
, Se repite también el ejemplo 1 utilizando

laa laotamaa en c/ombinación con acetato de 2-etoxiatilo por 
un lado y V-butilolactama por otro. En cada caso, se obtiene 
también, resultados satisfactorios.

n

EJEMPLO 8

Se repite el ejemplo 4 empleando, como 
revelador, una solución caliente de 10 partes de ̂  -caprolac- 
tama en 9 partes de 2-etoxi etanol. Se obtienen resultados 
similares.
LJEMPLO 9

Se repite el ejemplo 1 exceptó que se 
utiliza una plancha litogr&fica LNL Kodak Limited. Ésta 
plancha es una plancha de trabajo en negativo y comprende un 
soporte revestido con un fotopollmero. Se obtiene una imagen
impreisá bien definida.
EJEMPLO 10
; La parte frontal de una hoja sin utilizar
de zinc de fotograbado (s.i). Syndicate Ltd) se limpio y .re­
viste con una capa de KPH (Kodak Limited). KPR comprende 
un fotopolimero que se cree consiste en poli(cinamato de 
vinilo). Cuando se seca, la plancha sensible a la luz resul­
tante se expone a la luz actinica mientras está en contacto 
con un negativo en linea do contraste durante varios minutos. 
La plancha se revela entonces utilizando l-metil-2-pirrolidl-
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nona. T̂a imagen que permanece sobre la hoja, después del re­
velado, se utiliza como resistor mierítras el mordentado de 
la plancha con un mordentante que contiene ácido nítrico, 
para producir una plancha de impresión tipográfica de imagen 
en relieve.
EJEMPLO 11

Una pieza lisa de cartón laminado de 
resina revestido con cobre, como se utiliza en la producción 
de circuitos impresos, se reveste con foto-resistor Waycoat! 
(Philip A.Hunt Chemical Corporation). La plancha sensible 
a la luz resultante se expone por debajo de una reproducción 
en negativo fotográfica de un circuito electrónico.y se 
revela con una solución que contiene 10 partea de l-metil-2- 
pirrolidinona y 8 partea de alcohol isopropilico (diluybnte).

Se obtiene una imagen resistente al mor- 
dentado, bien definida y limpiamente revelada.

i
N O T A

. .

' Descrita suficientemente la naturalreza ! 
del invento, asi como la manera de realizarlo en la práctica, 
debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente in­
dicadas, son susceptibles de modificaciones de detalle en 
cuanto no alteren su principio fundamental! también áe hace 
constar, que el invento corresponde a una solicitud de paten­
te, presentada en Inglaterra, bajo el nhmero 40949/74, de 
fecha de 19 de septiembre de 1.974, acogiéndose por lo tanto 
a loa beneficios que conceden los Convenios Internacionales 
en vigor, siendo lo que constituye la esencia del referido 
invento y por lo que se solicita Patente de Invención por ¡ 
20 años en España, sobre! PROCEDIMIENTO'PARA EL PROCESADO 

DE UNA CAPA FOTOPOLIMERICA EXPUESTA A MODO DE IMAGEN! oarac-30
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terizándose por lo siguiente:
1*.- Procedimiento para el procesado da 

una capa fotopolimárica expuesta a modo de imagen, tal como 
un áster de resina fotopolimerizable, tal como poli(cinamato 
de vinilo) o resina epoxi cinamoilada, cuyo procedimiento 
comprende separar selectivamente las areas de la capa no al­
canzadas por la luz, poniendo en contacto la capa con un li­
quido disolvente orgánico, opcionalmente en mezcla con un á- 
cido, tal como ácido fosfórico, y opcionalmente en mezcla cott

í 'un agente humectante; caracterizado porque comb liquido di­
solvente orgánico se emplea una lactama de fórmula general:

H'

en la que n es 0 o un entero de 1 a R es H o un radical 
alquilo, alquenilo, aralquilo, arilo o acilo y cada uno de 
los radicales R* y R", que pueden ser iguales o diferentes, 
representan un átomo de hidrógeno o un radical alquilo o ari­
lo*

* 2*.- Procedimiento según la reivindica­
ción 1*, caracterizado porque la lactama es 1-metil-2-pirro- 
lid inona.

3*.— Procedimiento según la reivindicación 
1*, caracterizado porque la lactama es l-butil-2-pirrolldinont, 
l-ciclohexil-2-pirrolidinona, 2-pirrolidinona, l-vinil-2-pirrol



-17-

10

13

idinona o ^-caprolactama.
4*.- Procedimiento según Cualquiera de 

las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la lac­
tante se encuentra en mezcla con un diluyente inerte, tal comt 
agua, etanolamina o 2-etoxietanol.

5*.- Procedimiento según cualquiera de 
las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la lac­
tante se encuentra en mezcla con un liquido orgánico adición 
nal, tal como alcohol tetrahldrofurfúrilico, acetato de 2- 
metoxietilo o^-butirolactona, que es un disolvente selectivo 
para las areas no alcanzadas por la luz.

6*.- Procedimiento piará el procesado de 
una capa fotopolimárica expuesta a modo de imagen) tal y comí 
queda sustancialmente descrito en lta presentp Memoria.

Esta Memoria conste de 17 hojas escritas 
a máquina por una sola cara.

Madrid,
, VICKBRS LIMITED.

! S!C. t97s
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